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COMMUNIQUE DE PRESSE

Atrenta et le CEA-Leti signent un accord de collaboration sur plusieurs années

Il sera axé sur la réduction de l’énergie et la conception tridimensionnelle

Grenoble, France, le 27 octobre 2010  — Atrenta Inc., premier fournisseur de solutions « Early Design Closure® » qui améliorent radicalement l’efficacité tout au long du processus de conception des circuits imprimés, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de collaboration sur plusieurs années avec le CEA-Leti, Laboratoire d’électronique et de technologies de l’information du Commissariat à l’énergie atomique. Les travaux communs de développement définis dans l’accord de collaboration auront lieu à Grenoble, au centre de R&D d’Atrenta dont la création a été récemment annoncée par Atrenta France SAS.
« La conception tridimensionnelle et la réduction perfectionnée de l’énergie sont deux domaines qui intéressent grandement la communauté microélectronique bénéficiant des recherches du CEA-Leti », déclare le Dr Ahmed Jerraya, directeur des programmes de conception et directeur de recherche au CEA-Leti. « Nous sommes impatients de collaborer avec Atrenta France SAS pour faire progresser l’état de l’art dans ces domaines. »
Les travaux définis par l’accord de collaboration se concentreront sur deux principaux domaines de développement. Premièrement, les techniques d’analyse, de prédiction et de réduction de la consommation d’énergie des dispositifs microélectroniques perfectionnés aux premières étapes de la conception, y compris les niveaux architecturaux et de langage de transfert de registre (RTL). Et deuxièmement, l’analyse et le partitionnement de dispositifs tridimensionnels à puces empilées, également aux niveaux architectural et RTL. Les dispositifs à puces empilées sont maintenant possibles notamment grâce aux progrès de la technologie à semi-conducteur portant sur les intra-connexions traversantes dans un substrat de silicium (TSV). 
« Atrenta travaille depuis longtemps avec ses clients dans la région de Grenoble », déclare le Dr Ajoy Bose, PDG d’Atrenta. « Nous sommes heureux de travailler avec ces clients, ainsi qu’avec les ressources techniques importantes du CEA-Leti. Cette organisation constitue un excellent environnement par la recherche avancée. »
A propos d’Atrenta

Atrenta est le fournisseur numéro un de solutions « Early Design Closure® » qui améliorent radicalement l’efficacité de la réalisation de circuits intégrés dans tout le flot de conception. Les clients tirent parti des outils et des méthodologies d’Atrenta pour saisir les objectifs du circuit à réaliser, examiner les alternatives en matière d’implémentation, valider le code RTL et optimiser la conception en amont, avant l’implémentation détaillée, coûteuse et de longue durée. Avec plus de 150 clients parmi lesquels figurent les 10 plus grandes sociétés mondiales de semi-conducteurs, Atrenta offre la solution la plus complète du secteur dans le domaine de l’« Early Design Closure ». Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.atrenta.com. Atrenta, Right from the Start!
*****************************************************************************

Atrenta, le logo Atrenta et Early Design Closure sont des marques déposées d’Atrenta Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Atrenta décline toute obligation et ne s’engage aucunement à actualiser ou réviser les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse.
About CEA-Leti
CEA is a French research and technology public organisation, with activities in four main areas: energy, information technologies, healthcare technologies and defence and security. Within CEA, the Laboratory for Electronics & Information Technology (CEA-Leti) works with companies in order to increase their competitiveness through technological innovation and transfers. CEA-Leti is focused on micro and nanotechnologies and their applications, from wireless devices and systems, to biology and healthcare or photonics. Nanoelectronics and microsystems (MEMS) are at the core of its activities. As a major player in MINATEC campus, CEA-Leti operates 8,000-m² state-of-the-art clean rooms, on 24/7 mode, on 200mm and 300mm wafer standards. With 1,200 employees, CEA-Leti trains more than 150 Ph.D. students and hosts 200 assignees from partner companies. Strongly committed to the creation of value for the industry, CEA-Leti puts a strong emphasis on intellectual property and owns more than 1,500 patent families. 
For more information, visit www.leti.fr.
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